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ランチョンセミナー５

過酸化水素ガス滅菌装置

短時間での大量処理を可能にしたVHPによる低温滅菌システム
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「新たに広まりつつある滅菌の世界」「新たに広まりつつある滅菌の世界」
- 過酸化水素低温ガス滅菌法 -- 過酸化水素低温ガス滅菌法 -

整理券は、当日７:３０よりパシフィコ横浜 会議センター1Fにて配布します。整理券は、当日７:３０よりパシフィコ横浜 会議センター1Fにて配布します。
※引き換え予定数に達し次第、終了とさせていただきます。※引き換え予定数に達し次第、終了とさせていただきます。

共催：第26回日本環境感染学会総会
　　　サクラ精機株式会社

2011年 2月18日(金) 12：10～13：002011年 2月18日(金) 12：10～13：00日時日時

会場会場 パシフィコ横浜 会議センター５Ｆ 第６会場パシフィコ横浜 会議センター５Ｆ 第６会場
〒220-0012　横浜市西区みなとみらい1-1-1

● 大容量チャンバー（136Ｌ）で使いやすく効果的な滅菌処理
● 約50℃の滅菌サイクルをおよそ60分で行い、滅菌終了後は被滅菌物を

　　　 すぐに使用可能
● 付帯設備を必要としない簡単設置 

※ランチョンセミナー入場には大会参加登録が必要となります。
   大会参加費（当日受付）：一般10,000円／学生無料    
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